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SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
REDUCCION TASA PARA EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD

1. Identificacion del Tramite

|:| PATENTE DE INVENCION - PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

2. Identificacion del beneficiario

Il Persona Natural [ ] Persona Juridica

a) En el caso de ser una persona natural y carecer de medios econémicos y por tanto aplique la
reduccion de tasas a la que se refiere la resolucion vigente en tarifas, debe firmar la presente solicitud
bajo la gravedad de juramento.

b). Micro, pequefias y medianas empresas [ | d). Entidades sin &nimo de lucro ]
c¢). Universidades publicas o privadas ] e). Universidad extranjera en Cotitularidad 1]
f). Certificado Aula Propiedad Industrial (API) [ d). Certificado CIGEPI o CATI 1
3. Datos del Nombre / Nombre o razén social: IDENTIFICACION
Beneficiario HERNANDO GUTIERREZ HENAO
Direccién: _Cra. 23 No. 70-157, @ccC (NIT
Teléfono: _3419841 C.E. Otro
Nacionalidad o Domicilio: __Manizales, Caldas — -
Correo electronico: tmtamayo@gmail.com CINuip
Numero: 10.258.513

4. Anexos
Micro, pequeiias y medianas Universidades publicas o privadas Entidades sin animo de lucro
empresas / extranjera en cotitularidad
[ ] Copia de registro vigente en
Copia simple de la declaracién de :|Copia acto de reconocimiento Camara de comercio.

renta del ano inmediatamente

|:| Hoja de informacién
anterior, o en su defecto prueba

institucional emitido por el Ministerio .
P complementaria.

de Educacién

documental idénea. [ ] Otros, especificar
DDocumento de constancia de D Acto de reconocimiento

cumplimiento con lo establecido en institucional de universidad

la ley 905 de 2004 extranjera

5. Firma
MILENA MEJIA OSORIO .
waw
/

Nombre del Firmante y‘lrma
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